
	CERIST
	
	17/04/2026


Propriétés physiques de couches atomiques de Fe, Co et  Ni déposées sur des films de dichalcogénures de métaux de transition ( TMD)
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Résumé :
Nous présentons l'étude ab initio des propriétés électroniques de couches de Fer,CobaltetNickel(Fe,Co,Ni) déposées sur des monocouches TMD de WS2 et MoS2 .Nous nous intéressons principalement au système Fe/WS2. Notre

étude montre que le systèeme est un demi-métal ferromagnétique avec un gap d'environ 1 eV pour les pinmajoritaire. Deplus, les effets combinés de la brisure de la symétrie de renversement du temps, apportée par le film magnétique Fe, et le large couplage spin-orbite induit par le tungstène (W) donnent naissance

`a des vallée K et K ' non-dégénérée. Ceci a un for timpacte sur les propriétés de l'état excité induit par une lumière polarise externe. Notre analyse montre que les régions K et K 'del a zone de Brillouin présentent les contributions les plus importantes aux taux de transition induites. La conséquence principale est le fort dichroisme circulaire vallée-sélectif, ce qui rend ce matériau un candidat favoris pour des applications en spintronique, en vallée-tronique et en photonique.










